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Der er fokus pa karakteriseringen af den fotokatalytiske effekt (nedbrydning af methylen blat
(MB) og elektrokemiske metoder) sa vel som mikrostrukturel karakterisering af TiO2-lag v.hj.a.
XRD, Raman, GDOES, SEM, AFM og TEM.

Studier af nedbrydningen af MB samt malinger v.hj.a. OCP (Open Circuit Potential) viste
overraskende resultater med hensyn til sammenhaengen mellem belaegningstykkelsen og den
fotokatalytisk aktivitet (sorteret fra mindst til mest aktiv). Hvad man umiddelbart iagttog var, at
et 500 nm TiO.-lag er mere aktivt end et 1 ym-lag.
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Resultatet kan til dels forklares ved at betragte belaegningernes "relative tykkelse”. Det viser
sig nemlig, at 500 nm-laget har naesten samme tykkelse som 1 um-laget, (GDOES resultater).



OCP tests viste, at hvis man jordforbinder prgven gger det den fotokatalytiske effekt.
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Svava preesenterede et referat af hendes kandidatafhandling der blandt andet indeholder
SEM, XRD, GDOES, AFM, optiske malinger (transmission og reflektering) og
elektrocellemalinger. Blandt de mest interessante resultater var:

e Et gget overfladeareal resulterer i en hgjere fotokatalytisk aktivitet

« Enru overflade resulterer medferer mere vekselvirkning mellem det metalliske substrat
og TiO2

o Forskellige substrater medfarer forskellige bandgab i overfladelaget.

Med hensyn til det sidste resultat, skabte det en interessant diskussion om, hvorvidt doping
med forskellige fraktioner af aluminium, kobber og stal tisammen ville kunne reducere
bandgabet, sa fotokatalysen kunne finde sted i den synlige del af spektret. Det ser under alle
omstaendigheder ud til, at forskellige substrater skaber forskellige bandgab i TiO2 laget. Et
abent spgrgsmal i detbatten er om det mindre bandgab vil medfagre mindre aktivitet.



Den fjerlignende kolonnestruktur af deponeret TiO, pa et substrat varierer med tykkelsen af
laget.
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10.00 kV WD 9.6 mm

« Column size increases with thickness
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